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Znane są sposoby otrzymywania N-
dwu=etyloamidu kwasu pirydyno- p -karbo-
nowego,
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przez działanie chlorowodorku dwuetylo-
aminy na chlorobezwodnik lub też ester
kwasu nikotynowego, oraz przez działanie
dwuetyloaminy na bezwodnik kwasu chi-
nolinowego.

Sposób według niniejszego wynalazku

polega na tern, że amid kwasu pirydyno-
p -karbonowego (C5H4N-CO-NHJt który
łatwo się otrzymuje według któregokol¬
wiek z powszechnie znanych sposobów, al-
kyluje się w roztworze alkalicznym zapo-
mocą środków alkylujących np. siarczanu
dwuetylowego, w temperaturze podwyż¬
szonej jednak poniżej 75°C.
Przykład. Do roztworu wodnego 12,2

części amidu kwasu pirydyno- (3 -karbono¬
wego wlewa się 20,8 części siarczanu dwu¬
etylowego i przy energicznem mieszaniu w
temperaturze około 65°—70°C wprowadza
się stopniowo 60 części 20% -wego roztwo¬
ru ługu potasowego w ciągu 2-ch godzin.
Reakcja przebiega według wzoru
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Reakcja jest zakończona z chwilą wy¬
dzielenia się oleistej warstwy #-dwuetylo-
amidu kwasu pirydyno- p -karbonowego,
który w znany sposób oddziela się i oczy¬
szcza następnie przez destylację pod
zmniejszonem ciśnieniem. Wydajność około
80% ilości teoretycznej.

Zastrzeżenie patentowe,

Sposób otrzymywania A^-dwu-etylo-
amidu kwasu pirydyno- (3 -karbonowego,
znamienny tern, że amid kwasu pirydyno-

p -karbonowego alkyluje się zapomocą
środków alkylujących, np. siarczanu dwu-
etylowego, w roztworze alkalicznym w
temperaturze podwyższonej jednak poni¬
żej 75°C, najkorzystniej w temperaturze
około 65°—70°C.
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